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衍射光栅-Diffraction Gratings 

Optometrics�公司有着四十多年衍射光栅设计和生产经验，在工业，教育，科研领域为各种各样的应用

提供广泛的光栅选择。Optometrics 公司自身的刻划技术能力以及生产和开发全息实验室，为客户应用提供

最佳光栅选择。�

用于光谱仪器的标准光栅包括刻划和全息复制两种。激光应用的标准光栅包括：用于分子激光器的高损

伤阈值原始和复制光栅，用于染料激光器的全息掠入射光栅以及阶梯光栅。�

Optometrics 公司衍射光栅产品线最新增加了透射光栅和反射/透射“Polka-dot”分束器。�

 
Optometrics 增加 3D 纳米成像对衍射光栅进行优化 

原子力显微镜为衍射光栅生产提供了新的优化基准�

Optometrics 公司最近为其计量体系增加了扫描原子力显微镜（AFM），对衍射光栅优化设计中涉及的

纳米测量，特性描述，操作处理技术树立了新的标杆。AFM 增强了 Optometrics 对 OEM 客户的特殊支持

和服务。�

AFM 是 Optometrics 使用的几种精密制造和工程计量工具中的一种，用于了解光栅表现的缘由。在准

备生产新的母光栅时，AFM 通常用于对光栅刻槽的尺寸，形状，以及角度进行确认。同时作为取证工具用于

帮助发现光栅性能异常原因。�

当用金刚石刀刻划或全息方法制作一个新的母光栅时，通过高分辨率成像工具检察，可以确认微观刻槽

的形状和纹路是否优化和符合设计要求。下面是 Optometrics 生产的衍射光栅扫描图像。图像 1 为全息记录

的 1200 刻线/mm 紫外闪耀光栅。注意由 AFM 获得并确认的高清晰槽纹剖面。图像 2 为 2180 刻线/mm 全

息记录衍射光栅正弦槽纹剖面。�

�
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在众多光谱仪器设计中，衍射效率和动态范围是至关重要的参数。了解为什么一个特定的衍射光栅可能

有一个小的但却是必然的性能差异，对仪器设计的成功是很重要的。�

通常许多衍射光栅只是简单说明其原本的制作方式，刻线频率和闪耀波长� (如市面上通常标明的每毫米

600 刻线及闪耀波长 400nm 的刻划式光栅)。但是，不是所有刻划式的 600 刻线/mm 闪耀波长 400nm 的

光栅都相同。同样，用于复制光栅的“母光栅”会由于刻槽面的大小，形状或位置的异常，而导致性能的相

互差异。正如下面两种不同的每毫米 600 刻线及 400nm 闪耀波长母光栅的衍射效率曲线所示，这些纳米级

的差异可能在或窄或宽的光谱范围内显著影响光栅性能。�
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衍射光栅背景和技术 
光栅是在镀有反射膜的基片上，由一系列等距平行刻线组成的光学器件。邻近刻线的距离以及刻线相对

于基底的角度会影响光栅的色散和效率。如果入射波长远大于刻线间距，就不会发生衍射现象。如果入射波

长远小于刻线间距，光栅刻面只能对入射光进行反射，衍射现象也不发生。�

根据光栅刻线的成型方式可以将光栅分为两种基本类型，全息光栅和刻划光栅。刻线光栅由钻石刀头的

刻划机在反射表面刻出而成。由激光形成干涉条纹和光刻工艺生产的光栅叫做干涉或者全息光栅。�

Optometrics 公司是少有的几个既可以生产刻划光栅，也可以生产全息光栅的公司。两种光栅光学特性

不同，对于特定应用各具优势。�

光栅方程 

一般光栅方程表达为：�

nλ �=�d(sin�i�+�sin�i’)�

n 为衍射级次，λ 为衍射波长，d 为光栅常量（相邻刻线间距），i 为入射光与光栅法线夹角，i’为衍射

光线与光栅法线夹角。�

对于特定衍射级（n）和入射角（i），不同波长（λ ）会有不同的衍射角（i’），光栅将入射的复合光按

不同波长区分开来。�

�
刻划过程 

制作原始或者母光栅的初始步骤是对基底材料的选择，通常为玻璃或者铜。将基底材料抛光至高平整度

并对其镀一层很薄的铝膜。刻划平行度和刻线的等距需要漫长的时间进行调整，可能需要花费几天进行设置

并在实际刻划之前进行测试。刻划机必须能够在每次刻划后让钻石刀头按精确路线折回，并按预定量对基底

进行刻划。刻线的平行度和位移必须精确控制。对刻划要有一系列的测试，对光栅的效率，刻线外形和杂散

光要进行检查。每次测试后，可能需要一个小的机械调整。为了优化刻线外形以达到特定的光学特性，可能

需要一周或者更长时间进行重复测试。经过彻底测试后，才能在一块大的基板上刻划原始光栅。原始光栅非

常昂贵，所以在复制光栅开发出来之前，光栅只能有限使用。�

全息过程 

类似于刻划光栅，全息光栅生产的第一步也要选择合适的基底。不同于刻划光栅镀有反射膜，全息光栅

基底镀有光敏材料。将有光敏材料涂层的基板置于由激光器产生的单色光和相干光束组成的相交光束之间，

使光敏材料感光。相交激光束产生一系列平行且等距的干涉条纹，条纹强度按照正弦曲线形状变化。干涉条
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纹显示了光敏材料的差异。由于光敏材料的溶解度由对其照射的光强决定，干涉条纹显示了光敏材料表面不

同光强。然后可以对基底镀反射膜然后用与复制刻划的原始光栅相同的过程用于复制。�

由于全息光栅由光学方法生产，其刻线形状以及刻线间距是完全一致的。所以，全息光栅没有周期性和

随机性间隔误差，也就没有刻划光栅“鬼线”和杂散光。其结果是，全息光栅产生的杂散光远少于刻划光栅。�

衍射效率 

影响光栅效率的主要因素有：刻线形状，入射角度和膜层的反射率。�

光栅的绝对效率是衍射到某衍射级入射单色光的百分比。相比之下，相对效率是衍射到某衍射级的能量

与衍射到与光栅有相同膜层平面反射镜的能量对比。当对比光栅的性能曲线时，牢记这一点很重要。对于相

同的光栅，相对效率曲线显示的效率往往高于绝对效率曲线。本文涉及的效率曲线均为绝对效率数据。�

入射角对光栅性能有影响。由于光栅结构可以有无数种，可以用一种标准几何结构用于光栅计算。这就

是 Littrow(或自准直)结构。在这种准直结构中，衍射阶次和所感兴趣的波长可以沿着入射光路线直接原路返

回（i=i’）。刻划光栅的闪耀角基于该结构计算得出。这种结构对于激光调谐应用具有实用性和必要性，但

是大多数应用需要在入射光束和衍射光束之间有一些偏移。除了对最大可响应波长有影响，Littrow 结构中小

的偏移很少会对光栅性能有实质性的影响。除非特别说明，本文中所有性能曲线均为 Littrow 结构中的一级

衍射数据。�

闪耀角和闪耀波长 

刻划光栅的刻槽为一边比另一边长的锯齿形。刻槽长边与光栅平面的夹角为闪耀角。改变闪耀角可以将

衍射光指向到光谱的一个特定区域，增加光栅在该区域的效率。衍射效率最高的波长即为闪耀波长。�

由于全息光栅不容易产生通常意义上的闪耀，所以全息光栅的效率通常低于刻划光栅。在某些情况下，

全息光栅正弦形状的改变可以使其接近刻划光栅的效率。有些特殊情况需要注意，比如：当槽间距与波长比

接近 1 时，正弦光栅的效率几乎与刻划光栅效率相同。一个 1800 刻线/mm 全息光栅在 500nm 闪耀波长和

刻划光栅拥有相同的效率。另外，Optometrics 采用特殊工艺，使全息光栅可以获得闪耀波长为 250nm 的

真实锯齿形效果，这种结构对于需要高效率低杂散光的紫外应用，是理想的选择。�

分辨能力 

光栅的分辨能力取决于光栅工作时的衍射阶次和入射光可辐射范围内的光栅刻线数。�

它也能由光栅的宽度、刻线间隔和衍射角来体现。一个有 N 条刻线的衍射光栅的“理论分辨能力”为：�

�
光栅的实际分辨能力取决于其刻划精度。精度能达到理论值的 80-90%，即可称为高品质刻划。�

分辨能力是光栅的一个性能参数。分辨能力与分辨率不同，分辨率依赖于工作时系统的光学和机械特性。�

系统分辨率 

一个光学系统的分辨率往往取决定于按瑞利判据（R=λ /∆ λ ）所能测得或甄别出的最近相邻吸收和发

散谱线的能力。它不仅取决于光栅的分辨能力，同时还取决于焦距、狭缝尺寸、f 数和所有元件的表面光洁度

及系统的准直度。一个光学系统的分辨率通常要低于光栅的分辨能力。�

�

色散 

光栅的角色散由入射角与刻线间距决定。通过增大入射角或减小刻线间距，均可增大角色散。在一个紧

凑的光学系统中，使用角色散大的光栅可以获得良好的分辨率。角色散为曲线 λ � =� f(i)的斜率。在自准直仪

中，色散方程式为：�
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�
该公式可以用来判断光栅中两个谱线分开的角度或者在给定角度的情况下的带宽。�

 

衍射阶次 

对于给定的角度（i,i‘）和槽间距，根据光栅方程，不同的波长可以引起几种阶次衍射光。当入射光同

相位整数倍延迟时相邻刻槽间的衍射会发生加强。衍射阶次的产生受限于刻槽的空间和入射角度，很明显入

射角度不可能超过 90 度。高阶次衍射会随着角色散的增加而降低。正确的使用光源、探测器和滤光片可以补

偿阶次重叠，阶次重叠并不是使用低阶光栅的主要原因。�

�
�

自由光谱范围 

自由光谱范围是在临近衍射阶次没有光谱重叠的情况，特定的衍射阶次能够获得的最大光谱带宽。当槽

间距减小的时候，自由光谱范围就会增加。衍射阶次越高，自由光谱范围越小。如果� λ 1 和 λ 2 分别是下限

和上限，那么自由光谱范围=λ 2-λ 1=λ 1/n�

�
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鬼线和杂散光 

鬼线的定义:由于槽间距的周期性误差而产生的假谱线。干涉控制的刻线机可以减少鬼线的出现，而全息

过程则可以消除鬼线。�

刻划光栅的杂散光源于随机误差和反射表面的不规则。而全息光栅产生的杂散光很少，这是因为全息光

栅利用相干光束在感光材料上产生干涉条纹的过程不受机械不规则和不一致影响。�

尺寸 

光栅为几种规格的标准正方形和矩形，尺寸为从 12.5mm 到 50mm 的正方形。非标准的规格也可以根

据要求定制。除非特别说明，小尺寸光栅由矩形光栅保持刻线平行切割而来。�

基底 

所有类型的复制光栅都可以在浮法玻璃，Pyrex®(耐热玻璃)或者 Zerodur®(微晶玻璃)上复制。

Optometrics 都对三种基底均有库存，厚度为 3mm，4mm，5mm，6mm，9.5mm 和 12mm。其他材料

或者厚度也可以定制。   

复制工艺 

�在 19 世纪 40 年代晚期，White 和 Frazer 开发了精密的复制工艺，用一个母光栅可以大量生产复制光

栅（包括刻划光栅和全息光栅）。它是一种将母光栅的三维结构传递到另一块基底上的工艺，使母光栅得以完

全复制而公差极小。这种工艺使光栅得以商品化，并且使光栅在光谱仪行业得到广泛应用。�

 
镀膜 

用于紫外，可见和红外的光栅复制的时候采用铝膜。因为铝的抗氧化能力和对紫外光的反射率都比银更

强。除了 750~900nm 反射率大约为 85%，从 200nm 到远红外的范围内，铝的反射率都超过 90%。如果

在近红外波段要求最大的反射率，或者用于光纤方面的应用，铝层上会再镀金。虽然金很软，但是金的抗氧

化能力很高，并且在近红外波段的反射率超过 96%，2 微米以上波段的反射率超过 98%。在 600nm 以下波

段，金的反射率的大幅下降，因此，不推荐其应用在可见和紫外波段。�

诸如 AlMgF2 这样的介质保护涂层可以保护铝膜不被氧化，保持铝在可见和紫外波段的高反射率。如需

金保护涂层和 AlMgF2 介质保护层，须在订购的时候说明。�

虽然金保护涂层层可以提高反射率，但是任何保护涂层都会降低损坏阈值两倍以上。�
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�
�

选择光栅 

选择一款标准 Optometics 光栅需要考虑跟光栅应用相关的几个变量。�

效率：一般来说，刻划光栅的效率高于全息光栅。例如荧光激发和其他辐射诱发的应用可以采用刻划光

栅（参考两种光栅的效率对比）。从经验来看，在闪耀波长的 2/3 和 3/2 处，刻划光栅的一阶效率会下降 50%。�

闪耀波长：刻划光栅由于其锯齿凹槽轮廓，会在其闪耀波长附近有一个相对尖锐的波峰，而全息光栅则

有更为平坦的光谱响应。因此，窄波段范围为中心的应用更受益于刻线光栅在该波段的闪耀。�

波长范围：光栅覆盖的光谱范围由其刻线间距决定。具有相同光栅常数的刻划光栅和全息光栅，其光谱

范围是相同的。光栅可以衍射的最大波长等同于该光栅周期 2 倍，在入射光和衍射光与光栅法线成 90 度时

可以获得最大衍射波长。�

杂散光：对于诸如拉曼光谱这样的应用，信噪比对其至关重要。可以选择具有低杂散光优势的全息光栅。�

分辨能力：对于具有完全相同刻线间距的全息和刻划光栅，他们的分辨能力没有差别。全息光栅的刻线

密度可以达到 3600 刻线/mm，而刻划光栅的刻线密度不会超过 1200 刻线/mm。�

�

一般规格 

 尺寸公差：±�0.5�mm�

 厚度公差：±�0.5�mm�

 效率：�

刻划：60�-�80%�at� 闪耀波长�

全息：.45�-�65%�at� 峰值波长�

有效孔径：90%�

刻线与边缘平行度：±0.5°�

工作温度范围 

 标准反射光栅：-50˚ C�to�+125˚ C�

 标准透射光栅：-50˚ C�to�+125˚ C�
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 UTF-CW 光栅：-50˚ C�to�+200˚ C�

 ML 光栅：-50˚ C�to�+200˚ C�

触摸光栅 

标准光栅表面镀有铝膜或金膜，触摸时需要极度小心。只允许触摸其边缘。指纹和各种气雾会对光栅镀

膜造成损坏。微小的划痕或者表面瑕疵通常不会影响其光学性能。如需对光栅进行清洁，请首先进行咨询。�

矩形/刻线方向 

除非另有说明，小尺寸光栅由矩形光栅沿与刻槽平行的线切割获得。�

损伤阈值 

任何标准 Optometrics 光栅可以为 P 型或者 CW 型结构，或者更高的损伤阈值性能。�

损伤阈值：（镀有覆膜的光栅没有最低限度损伤阈值）�

标准复制光栅： 

脉冲：350�mJ/cm2�@�200�n�sec.�

CW：40�watts/cm2�

P 型复制光栅：(脉冲)   

脉冲：3.5J/cm2�@�200�n�sec.� �

CW：80�watts/cm2�

CW 型复制光栅  (用于连续高功率应用) 

脉冲：3.5J/cm2�@�200�n�sec.� �

CW：250�watts/cm2�

镀膜 

金覆膜� (AU-3)�

氟化铝美� (ALMG-3)�

注意：虽然镀金覆膜可以提升反射率，但任何镀膜都可能导致损伤阈值减半或者更多。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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刻划和全息光栅 
标准复制光栅由原始刻划和全息光栅复制获得，主要用于要求中等分辨率，低成本，高效率，低杂散光

的分光光度计，光谱仪以及单色仪。由于标准光栅由较大的复制光栅切割而成，所以其整个表面均有刻线。

但是对入射光的响应局限于 90%的刻划面。�

标准系列复制刻划光栅 

 
标准系列复制全息光栅 
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刻划光栅典型效率曲线 

�

�
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全息光栅典型效率曲线 

�

�
�
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高分辨率光栅和阶梯光栅 
高分辨率刻划光栅 

在 Pyrex®上对母光栅进行复制，可以使复制光栅的平面度达到 λ /4 甚至更好，获得良好的热稳定性，

以及达到母光栅 80-90%的分辨率。高分辨率光栅的刻线密度可以从 120-1800g/mm，闪耀波长从

240nm-12.0μ 。如果需要更好的热稳定性，可以考虑在 Zerodur®上进行复制。�

高分辨率刻划光栅 

�
高分辨率全息光栅 
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TF 和 UTF 系列光栅 
复制光栅特有的加工工艺使其可以承受较高的入射能量。对 CW 激光的损伤阈值可以达到 250�

watts/cm2。�

TF 和 UTF 系列光栅 

�
TF 和 UTF 系列光栅-阶梯光栅�

�
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掠入射光栅 
如《应用光学》杂志（1978 年 7 月，p.2224）所述，掠入射是一种简单廉价的光学结构，可用于调谐

和增加染料激光器的分辨率。全息光栅起到染料激光器腔内末端反射镜的作用，使激光以几乎垂直于光栅法

线方向照射。由于入射角度接近 89 度，激光光束可以覆盖光栅大部分表面，从而显著增加角色散和分辨率。�

用于掠入射的最佳光栅和反射镜尺寸为 12.7mm�x�50.8mm，同时使花费到光学元件费用最小。光栅是

固定的，调谐由反射镜转动完成。激光束在掠入射光栅中衍射两次，从而双倍提升分辨率。掠入射结构的低

光栅效率特点由所用染料激光器的高增益进行补偿。�

�
掠入射结构�

一般规格： 

 光栅（复制全息）：�

� � � � � � � � � � 刻线/mm：1200,1800,2400,或 3600�

� � � � � � � � � � 尺寸公差：±�0.5�mm�

厚度：9.5�mm�±�0.5�mm�

有效孔径：10.0�x�46.0�mm�

分辨率：80%�-�90%� （理论值）�

掠入射效率：�

单通：约 24%�

双通：约 4%�

 反射镜：�

镀膜：铝�

厚度：9.5�mm�±�0.5�mm�

掠入射光栅和反射镜 
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分子激光器（ML）光栅 
ML 光栅为原始刻划光栅或者复制光栅，通常用作调谐分子激光器的末端反射镜。�

通过围绕一个与光栅刻线平行的轴旋转 Littrow 结构的光栅，可以调谐得到分子激光器和染料激光器的

输出波长。光栅计算公式：�

nλ �=�d(sin�i�+�sin�i')�

n 为衍射级，λ 为衍射波长，d 为光栅常数（连续刻线之间的间距），i 为入射光与法线的夹角，i'� 为衍

射光与法线夹角，满足 nλ =2d�sin�i 即为 Littrow 结构。�

通过对入射角(i)的调整来选择输出波长，同时创建一个狭窄的增益曲线�

闪耀角和准直 

由于 ML 系列光栅被设计用于获得峰值偏振效率，因此其刻线角与光栅的 Littrow（准直））闪耀角不相

等。所以，当使用 He-Ne 激光器做初始光栅准直时，最明亮的 He-Ne 衍射级与光栅的闪耀波长不对应。光

栅必须与所感兴趣波长计算得出的 He-Ne� 阶次相准直，而与光栅的相对强度无关。�

光栅旁边和背面标注的闪耀箭头，应该按下面所示进行定向：�

�
�

偏振 

典型效率曲线表明，在任何情况下，将 E 矢量偏振（P 面）垂直于刻线（E⊥），会在一个特定波长范围

提高效率。当优化激光腔的 Q 值时，需要考虑偏振问题，特别是由辅助部件引发的偏振，如布儒斯特角窗口。�

�
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镀膜 

ML 光栅可以镀金覆膜，在 10.6 微米波长增加约 1%的反射率，但在高功率应用中的损伤阈值可能会降

低。无最低损伤阈值要求的可以考虑镀有覆膜的光栅。�

注：ML 光栅也可以是原始光栅，即直接在铝基底上刻划或者在铜制基底的金膜上刻划，从而获得高损伤

阈值。推荐用于高功率激光器。�

�

�

�

ML 光栅技术规格概要 

型号� 刻线/mm�
最小偏振�

绝对效率�

最佳范围

(μ �)(�nm/mr�)�
角色散�

ML-301� 75� ≥ �88%� 9.0�-�11.0� 12.3�

ML-302� 100� ≥ �88%� 9.0�-�11.0� 8.5�

ML-303� 150� ≥ �88%� 9.0�-�11.0� 4.2�

ML-304� 135� ≥ �88%� 9.0�-�11.0� 5.2�

ML-401� 150� ≥ �88%� 5.0�-�6.0� 6.1�

ML-402� 300� ≥ �82%� 5.0�-�6.0� 2.0�

ML-501� 300� ≥ �80%� 2.5�-�3.0� 3.0�

ML-502� 450� ≥ �85%� 2.0�-�4.0� 1.6�

ML-601� 300� ≥ �80%� 2.5�-�4.0� 0.35�

�

一般规格 

 有效孔径：90%�

 刻线与边缘平行度：±�0.5°�

 尺寸公差：±�0.5�mm�

 厚度：�

� � � � � � � � 原始光栅 10�mm�±�0.5�mm�

� � � � � � � � 复制光栅 9.5�mm�±�0.5�mm�

 损伤阈值：�

原始光栅：�

� � � � � � 连续激光：1�KW/cm2�

� � � � � � 脉冲激光(100�nsec�pulse)：7�J/cm2�

� � � � � � � 复制光栅：�

连续激光：250W/cm2�

� � � � � � 脉冲激光(200�nsec�pulse)：3.5�J/cm2�

�

�

�

�
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ML 系列光栅 

ML(分子激光器)系列复制刻划光栅主要用于调谐高功率激光器的输出波长。通过定向“E”矢量偏振垂直

于光栅刻线而不是非偏振平均，达到 92%-96%的高峰值效率。原始 ML 系列光栅是在铜制基底的铝镀层上

直接刻划，从而获得高损伤阈值。标准的 ML 系列光栅可以获得闪耀波长(2.8�μ � 至� 16.0�μ )� 和刻线密度(75�

g/mm� 至� 450�g/mm)。�

ML 复制光栅-矩形 

 
ML 复制光栅-正方形 

�
ML 复制光栅-圆形 
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ML 光栅效率曲线�

�

� �
�

�
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透射式光栅（可见光  &  近红外） 
透射式光栅光路设计简单，对于使用固定式光栅的应用，透射光栅优势明显，比如光谱仪。入射光束在

光栅背面以固定角度发生色散。透射光栅对一些类型的光栅准直误差不敏感。�

为了获得高衍射效率，透射光栅刻线密度不高。衍射角会随刻线密度的增加而增大，基底材料的折射率

限制了长波的透射率，从而导致性能降低。光栅的色散特性使其适用于使用小型探测器阵列的紧凑系统。这

种光栅对于偏振也不敏感。�

透射光栅（可见&近红外）在可见和近红外波段具有最佳性能，提供不同程度的色散。在多数情况下，

在相同的波长范围内，这些光栅的效率和反射式光栅的效率相当。�

�

�
�

规格-可见&近红外 

 基底材料：Schott�B270�

 厚度：3mm(标称)�

 尺寸公差：±�0.5mm�

 厚度公差：±�0.5mm�

�

�
可见波长 Tx 光栅性能对比�

�

�
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�
�

�
所有测量数据均为 0 度入射角。�

�

�

�

�

�

�
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透射式光栅-可见光 

�
�

�

透射式光栅-近红外 

 
�

注意：透射式光栅可以镀增透膜。Optometrics 的增透膜用于可见光范围。除了能增加光栅的光通量，

增透膜还可以消除由背面反射引起的任何二次光谱。请注意，增透膜只能提升特定波长的峰值性能，对于特

定波长以外的光，光栅效率会降低。�
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透射式光栅（紫外） 
可提供标准尺寸的紫外透射光栅。这些光栅由精选的紫外级材料生产，在低至 235� nm 的波长都能提供

最优性能。分光应用需要的 0 阶数据包含在所有性能曲线中。�

规格-紫外 

 基底材料：紫外级石英玻璃�

 厚度：2mm(标称)�

 尺寸公差：±�0.5mm�

 厚度公差：±�0.2mm�

�

�

�

�

�

所有测量数据均为 0 度入射角。�

�

透射式光栅-紫外 
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反射/透射“Polka Dot(波尔卡点)”分束器 
Optometrics 分束器在整个波长范围（250-2000nm 或 400-2000nm）具有几乎恒定的反射透射比。

分束器基底为 UV 级石英玻璃或者 B270 玻璃，并镀有真空沉积铝膜。�

铝膜使分束器呈现“波尔卡点”形状。分光是通过镀铝部分的反射以及非镀铝基底的透射而完成。�

�
45O 入射角的宽带分束器 

�
宽带分束器 

�

这些通用分束器适用于很宽的光谱范围，而且对角度不敏感，因此极其适用于辐射源能量的分解。�

技术参数：�

 光束分光比公差：±�5% 

 设计分光比的最小光束直径：2mm�

 工作范围：250-2000nm(石英玻璃基底)�

 膜型：方形孔�

 基底：UV 级石英玻璃或 B270 玻璃（只适用于 VIS/NIR）�

 厚度：1.5mm 标称�

 尺寸公差：+0.0mm，-0.5mm�

 设计角度：45O�

 可根据要求定制更大尺寸�

�

�

�



  

北京，酒仙桥东路 1号，M7 栋，东 5层, 邮编：100015 

Tel: 010-8809 6218, 8809 6099  Fax: 010-88096216  zhangweibin@goldway.com.cn  www.goldway.com.cn 

 

UV 级石英玻璃分束器 

 

 
 

B270 玻璃分束器 

 

 
�

�

�

�
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透射式光栅分束器 
透射式光栅分束器通常用于 He-Ne 激光束的分光和可见范围内多条激光的分离。透射的光束被衍射为多

阶。�

Optometics 透射光栅分束器由在抛光玻璃基底上镀的与之折射率相匹配的环氧树脂复制层所构成，以

此获得更高的总衍射效率。这些分束器专门设计用于 He-Ne 激光器分光。�

�
�

有几种不同色散和功率分布的光栅可供选择。可通过以下公式来计算衍射角和波长：� �

光栅方程式：�

�

�

θ n�=n级衍射的衍射角� � � n=衍射阶数� � � λ =光波长� � � d=光栅周期�

一般规格： 

材料：Schott�B270�

尺寸：25mm 方形最大�

厚度：3mm 标称�

公差：±�0.5mm�

�

透射式光栅分束器 

�
�
 


